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摘要(译)

一种显示装置的制造方法，包括：像素区域，包括多个像素，每个像素
包括发光元件和设置在像素区域外部并包括连接端子的端子区域;该方法
包括：在每个连接端子的顶表面的一部分中形成凹进部分;在像素区域中
依次形成第一无机绝缘层，有机绝缘层和第二无机绝缘层，并在端子区
域中连续形成;在第一无机绝缘层和第二无机绝缘层直接堆叠的区域中蚀
刻第一无机绝缘层和第二无机绝缘层，该区域在除了凹进部分之外的顶
表面上。
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